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MOTIVACE

Rada technologii jako praskova metalurgie &i termické stfikani pouziva jako vychozi material kovové nebo keramické prasky. Casto se
jedna o financné nakladna syntetika se spiCkovymi vlastnostmi, kterych pro radu konecnych aplikaci neni treba.

CIL PRACE

Disertacni prace si kladla za cil hledat alternativni materialy, které by nahradily drahé syntetické prasky pouzivané k priprave ochrannych
vrstev deponovanych pomoci plazmového strfikani. Pozornost byla zamérfena na keramické vrstvy z geomaterialu. Prace je zamérena
predevSim na hledani optimalnich strikacich parametru a na studium mikrostruktury a zakladnich, prfedevsSim tepelnych, vlastnosti
pripravenych nastfiku.

METODA - PLAZMOVE STRIKANI

p vry s s o - - s v v , Dopad ¢astic na zakladni
Plazmove strikani spoCiva v naneseni roztaveneho prasku na podlozku (substrat) | ..y pivod o material
v sy p — . ’ v v s 4 i njektor ucas
predstavujici upravovany povrch. Vytvorena vrstva (nastrik) na tomto povrchu zlepsuje | enrergie Pvod présku  Chladicivoda [y

. . - . . o, ; - a chladici
jeho vlastnosti nebo plni ochrannou funkci. Technologie vyuziva plazmovy horak | vody

generujici termickeé plazma. Nanaseny material je podavacimi trubiCkami vnasen do
proudu plazmatu o teplote > 20 000 K, kde jsou Castice prasku taveny a urychlovany
smerem Kk podlozce, na ktere se rozstriknou, ztuhnou a zformuji se do tzv. splatu.

Plazmové deponované vrstvy z pfirodnich materialu byly studovany z hlediska P'a;;;:vv
mikrostruktury a zakladnich mechanickych a tepelnych vilastnosti.
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Natavené éastice
prasku

Proud plazmatu

Povlak

Schéma procesu plazmoveho strikani (https.//www.plasmametal.cz/zakladni-metody)

VYSLEDKY

Zirkonovy pisek

- mikrostruktura nastriku nezavisla na menicich se strikacich parametrech; v nastricich monoklinicka i tetragonalni faze ZrSiO,;
po vypalu rekrystalizace stabilnéjSich fazi - potencialni nahrada syntetickych silikatu

Diopsid

- amorfni nastrik; lepsi mechanicke vlastnosti ve srovnani s jinymi prirodnimi silikaty; pri zihani krystalizace jemnozrnné struktury
s prevahou Fe- i Ca-diopsidu

Turmalin - skoryl

- material s inkongruetnim tanim; vysoka porovitost nastrikl (az 40 %) pfri¢inou nedostateCnych mechanickych vlastnosti; chemicka
odolnost vuci HNO,, po vypalu zvyseni mikrotvrdosti

Kaolin
- material se strukturne vazanou vodou - kaolinit; nastriky bezvodého metakaolinitu vyrazne kvalitnejsi s vyznamnym podilem mullitu;
vysoka porozita a velmi nizka mérna hmotnost

Lupek - jilovita bridlice
- Ucelny predvypal pri 1350 °C; amorfni nastrik stabilni do 800 °C; zihanim nad 900 °C zvyseni krystalinity a vznik mullitu
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~ Prirez plaz:ﬁg;ygh_' 'ﬁést};ihlﬁ(é’/ " Povrchova struktura (a) a prurez (b) plazmové
kaolinitu (a) a metakaolinitu (b) kaolinitu (a) a metakaolinitu (b) deponovaného samonosneho nastriku diopsidu
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ZAVER
Ze vsech vybranych geomaterialu byly pfipraveny kompaktni plazmové nastfiky. Plazmové deponované vrstvy nebo samonosné nastriky
ze vSech materialu kromé turmalinu mohou byt pouzity ve stredné naroCnych vysokoteplotnich aplikacich. Zirkonové a diopsidove
nastriky by mohly slouzit jako nahrada syntetickych silikatl, napriklad kordieritu Ci steatitu. Sekundarné vypalené nastriky kaolinu a
predevsim lupku by mohly byt alternativou k mullitovym nastfikum. Nalezeni vhodnych procesnich parametru pro nastriky z fyzikalné a
chemicky problematickeho turmalinu a kaolinu je vyznamnym prinosem discipliné plazmoveho strikani.

PODEKOVANI: Autorka dékuje svym Skoliteltim, spoluautordm a Ustavu fyziky plazmatu za podporu a pomoc pfi vzniku disertaéni prace.





